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Procedeu de obtinere a hanomembranei perforate de Au care include depunerea electrochimica in regim de impuls
pe un substrat de n-GaAs a unui film de Au, la temperatura camerei, timp de 2 min si anodizarea, la temperatura

camerei, cu aplicarea tensiunii de 4 V, cu detasarea ulterioara a filmului de Au, si obtinerea nanomembranei
perforate de Au.



